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(54) Mantel für eine Giesswalze einer Zweiwalzengiessanlage

(57) Eine Gießwalze einer Zweiwalzengießanlage
soll beim endabmessungsnahen Gießen von Bändern
aus Nichteisenmetallen, insbesondere aus Aluminium
bzw. einer Aluminiumlegierung, einer wechselnden
Temperaturbeanspruchung und hohen Walzdrücken
ausgesetzt werden können. Zu diesem Zweck besteht
ihr Mantel aus einer aushärtbaren Kupferlegierung aus
- jeweils in Gewichtsprozenten ausgedrückt - 0,4 % bis
2 % Kobalt, welches teilweise durch Nickel ersetzbar ist,

0,1 % bis 0,5 % Beryllium, wahlweise 0,03 % bis 0,5 %
Zirkonium, 0,005 % bis 0,1 % Magnesium und gegebe-
nenfalls maximal 0,15 % mindestens eines Elements
aus der Niob, Mangan, Tantal, Vanadium, Titan, Chrom,
Cer und Hafnium umfassenden Gruppe, Rest Kupfer
einschließlich herstellungsbedingter Verunreinigungen
und üblicher Verarbeitungszusätze.
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